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The Chamber of Commerce
and Industry　Pavilion
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Kyushu Pavilion

東1-3H会場小間図
2015年10月28日時点

10:00ー17:00
12月16日水 18日 金

東京ビッグサイト（東展示棟、会議棟） 主催：SEMI
R

●Manufacturing Innovation Pavilion
1021 メレスグリオ㈱
1022 JSR㈱
1023 エレクトロニクス実装学会
1027 (一社)日本電子回路工業会
1030 コネクテックジャパン㈱
1033 Golden Mountain Enterprise Co., Ltd.
1119 ㈱ヴュオールイメージング
1120 ㈱アートレイ
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1132 カネダ㈱
1133 ㈱ＦＡＳ
1218 井嶋金銀工業㈱
1219 タカノ㈱
1220
1221
1222
1223
1224 東京ダイレック㈱
1225
1226
1227 （特非）ＬＥＤ照明推進協議会
1228

●Sustainable Manufacturing Pavilion
1002 Reserved_Malaysia Pavilion
1003 Reserved_Malaysia Pavilion
1004 Reserved_Malaysia Pavilion
1005 Reserved_Malaysia Pavilion
1006 東銀リース㈱
1007
1008 Reserved_Malaysia Pavilion
1009
1010
1011
1012 名古屋工業大学大型設備基盤センター　

先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業
1102 Reserved_Malaysia Pavilion
1103 Reserved_Dalian Pavilion
1104 Reserved_Malaysia Pavilion
1105 Reserved_Dalian Pavilion
1108
1109
1110
1111
1113 SEMI FlowMaster Forum
1115 オカモト㈱
1202 Reserved_Dalian Pavilion
1203 Reserved_Dalian Pavilion
1204 Reserved_Dalian Pavilion
1205 Reserved_Dalian Pavilion
1206 Reserved_Dalian Pavilion
1208
1209

●WORLD　OF　IOT
3602 ダブル技研㈱
3603 Reserved
3604 ㈱Eyes, JAPAN
3605 ユカイ工学㈱
3608 ㈱協同インターナショナル
3609 YOLE DEVELOPPEMENT
3610 ㈱サクラクレパス
3611
3612 ㈱東芝　ヘルスケア社
3613 ㈱ライスター・テクノロジーズ
3615
3616 ㈱アシストナビ
3617
3618
3620 ㈱エーシングテクノロジーズ
3621 日本カノマックス㈱
3624 日本アイ・ビー・エム㈱
3628 トヨタ自動車㈱
3634 ローム㈱
3638 ㈱日立製作所　インダストリアルプロダクツ社
3702 ㈱Cerevo
3703 ㈱イノフィス
3705 (公社) 応用物理学会
3708 アサヒ・テクノソリューションズ㈱
3709 パール光学工業㈱
3710 ㈲ケイ・エム技研
3711 関西大学　環境都市工学部　ネットワーク工学研究室
3712 オックスフォード・インストゥルメンツ㈱
3713 大阪大学センター・オブ・イノベーション(COI)研究推進機構
3715 Integrated Circuit Design Research and Education Center
3717 東北マイクロテック㈱
3719 JSR㈱
3722 インテル㈱
3729 テスラモーターズジャパン合同会社

1232 ㈱相信
1233 ㈱テラプローブ
1318 アップ・テック・ジャパン㈱
1319 ㈱第五電子工業
1320 (一社)　日本電子デバイス産業協会
1321 Kodai Flow Research, LLC
1322
1323
1324 ATEサービス㈱
1325 ソフトワークス㈱
1326 ㈱ベクトルジャパン
1327 DongHai YuKang Quartz Material Co.,Ltd.
1329
1332 ㈱ニューメタルス エンド ケミカルス コーポレーション
1333 CN1 Co., Ltd
1420 アルバックテクノ㈱
1422 ㈱システム技研
1424 ㈱クレステック
1428 ㈱吉岡精工
1432 エヌアイシ・オートテック㈱

1210
1211 ㈱イオンテクノセンター
1212 ボストンセミ　イクイップメント
1213 東京電子交易㈱
1214 昭和リース㈱
1215 Hortech Company
1302 法政大学
1303 山口大学大学院理工学研究科　諸橋研究室
1304 愛媛大学　王・樋上・高橋研究室
1305 九州大学
1306 神戸大学　大学院理学研究科　木村研究室
1307 国立大学法人　埼玉大学
1308 中國信託商業銀行　
1309
1310 ㈱シェアード・ソリューション・サービス
1311 (一社) 産業環境管理協会
1312 ㈱インターテック
1313 SurplusGLOBAL Inc.
1402 東京工業大学　メカノマイクロプロセス室
1404 関東学院大学
1405 東京工業大学異種機能集積研究センター大場研究室 
1408 Serveno, Inc.
1410 テュフ ラインランド ジャパン㈱

3733 シーメンス㈱
3737 Reserved
3804 (一社)　日本電子デバイス産業協会
3805 Reserved
3808 ㈱コシブ精密
3809 東邦化研㈱
3810 アルプス電気㈱
3812
3813 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム
3815 Reserved
3817
3819
3822 ㈱イオス
3824 クアッドセプト㈱
3832 ㈱ランドマークテクノロジー
3833 Reserved
3834
3836
3837 Reserved
3838
3840 Kpnetworks㈱
3905 Reserved
3906 セコム㈱
3907 弘前大学COI研究推進機構
3908 名古屋工業大学　伊藤孝行研究室
3909 日本エレクトロセンサリデバイス㈱
3911 立命館大学
3913 新潟大学
3915 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
3917 京都大学　ナノテクノロジーハブ拠点
3918
3920
3929 SEMI IoT Information Spot

[装飾物の高さ制限]
・外周エリア（最後面及び最側面）の4小間以上の独立小間→オレンジの小間：6m以下
・①外周エリアの1～3小間 ②その他のエリアの全小間：4.5ｍ以下
　※3ｍ×3ｍの小間の場合

・パビリオンエリアの2ｍ×1ｍ・2ｍ×2ｍの小間：2.7ｍ以下
　※但し複数小間で面積が9㎡以上になる場合は、4.5ｍ以下

「 年 月 日日日にににににに2015 7 9 、全にて小小小小は新たに振り直ささににた。。

Page 1(1/2)

●Venture Business Pavilion
2227 ㈱ムラタ溶研
2326 Reserved_Tanji
2328 Reserved_Tohkoh
2330 大成技研㈱
2331 Reserved
2334 Reserved

●The Chamber of Commerce and Industry Pavilion
2333 ㈱アステックス
2335 ㈱エム・エー･ティ

●German Pavilion
1703 NuernbergMesse GmbH
1709 JENOPTIK Optical Systems GmbH

1709‐1 ATT Systems GmbH
1709‐2 Integrated Dynamics　Engineering GmbH
1709‐3 InnoLas Semiconductor GmbH
1709‐4 bubbles and beyond GmbH
1709‐5 COSEDA Technologies GmbH
1709‐6 Geringer Halbleitertechnik　GmbH und Co. KG
1709‐7 centrotherm clean solutions　GmbH & Co. KG
1809‐1 Plan Optik AG

Little Things Factory GmbH
1809‐2 Silicon Saxony Management GmbH

Fraunhofer Institute for　Reliability and
Microintegration　IZM, Center ASSID

Fraunhofer-Institut　f?r Produktionstechnik und
　Automatisierung - IPA
Roth & Rau AG
Wirtschaftsf?rderung Sachsen GmbH

1809‐3 F&K Delvotec Bondtechnik GmbH
1809‐4 Finetech GmbH & Co. KG
1809‐5 HTT High Tech Trade GmbH
1809‐6 ISRA VISION AG
1909‐1 UniTemp GmbH
1909‐2 BACH Resistor Ceramics GmbH
1909‐3 S?SS MicroTec AGU

o

u
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 ㈱日立ハイ

テクノロジーズ
日立

キャピタル㈱
㈱SCREENセミコンダクター

ソリューションズ

理研計器㈱

㈱ピーマック・ジャパン

リオン㈱

アステック㈱

㈱住化
分析

センター

坂口
電熱㈱

BMT
Co.,
Ltd.

ケー・エス・エム・
コーポレーション

野村
マイクロ・
サイエンス㈱

CyberOptics Corporation

TOTO㈱

レーザー
テック㈱

White Knight
Fluid Handling Inc.
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シー・
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㈱リン
テック
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オルガノ㈱
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n&k Technology, Inc.

高千穂
商事㈱

三井住友
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＆リース㈱
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ビジョン㈱

日本精工㈱
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シーシーエス・ジャパン㈱
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ロック・
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ソリュー
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東京応化
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 Hall 4  Hall 5 

Front-end Process Zone前工程ゾーン

Moscow Pavilion
●TOHOKUパビリオン

5803 ㈱インテリジェント・コスモス研究機構
（地独）青森県産業技術センター八戸地域研究所
㈱アイオー精密
㈱共立精工
㈱小林精機
㈱多加良製作所
（地独）岩手県工業技術センター
いわて半導体集積促進協議会
㈱ティ・ディ・シー
東和工業㈱
㈱福田結晶技術研究所
東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センタ－(CIES)　
MEMSパークコンソーシアム　
秋田化学工業㈱
㈱斉藤光学製作所
㈱西目機工
協和精工㈱
東京端一㈱
インスペック㈱
㈱カミテ
エイデイケイ富士システム㈱
㈱フルヤモールド
（有）広川製作所
斎藤マシン工業㈱
㈱テクノマシーン
㈱ＳＨＵＴＥＣＨ
㈱エクストエンジニア
㈱アリーナ
玉川エンジニアリング㈱
㈱東北電子
東成イービー東北㈱
福島県ハイテクプラザ
青森県
宮城県
秋田県
山形県

[装飾物の高さ制限]
・外周エリア（最後面及び最側面）の4小間以上の独立小間→オレンジの小間：6m以下
・①外周エリアの1～3小間 ②その他のエリアの全小間：4.5ｍ以下
　※3ｍ×3ｍの小間の場合

・パビリオンエリアの2ｍ×1ｍ・2ｍ×2ｍの小間：2.7ｍ以下
　※但し複数小間で面積が9㎡以上になる場合は、4.5ｍ以下

東4-5H会場小間図
2015年10月28日時点

10:00ー17:00
12月16日水 18日 金

東京ビッグサイト（東展示棟、会議棟） 主催：SEMI
R

「 年 月 日日日にににににに2015 7 9 、全にて小小小小は新たに振り直ささににた。。
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